
Simsek Basic Lifter

Avec le kit "Simsek Basic Lifter"
il est possible de procéder à une élévation
sinusale peu invasive bien qu'une faible  
épaisseur osseuse ne soit pas un handicap. 
La méthode Simsek garantit un travail sur 
et e�cace : l'anatomie atraumatique 
des instruments minimise le risque de lésions
de la membrane de Schneider.

Grâce à un accès minimal
préparé en usant d'une fraise-boule
ainsi que d'une fraise diamantée 
cylindrique. La membrane est alors 
repoussée par l'instrument "périscopique".
La dimension de l'implant est alors évaluée
avec la sonde de profondeur
et l'espace obtenu est alors comblé avec
un materiau de substitution
apporté par un instrument adapté.
Finalement l'implant est inséré
dans le site rempli du matériau 
de substitution.

Cette procédure est moins traumatique 
au �nal que par l'accès latéral classique.
Les conséquences post-opératoires
sont réduites pour le patient.

La mise en œuvre aisée des instruments 
du "Simsek Basic Lifter" fait de l'élévation 
de sinus une intervention sans probléme 
y compris pour des opérateurs néophytes. 

Avec la méthode Simsek le temps opératoire est raccourci. 
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41.849.20
 "Simsek Basic Lifter"

Instrumentation pour sinus lift
¸ ¸

08.906.026C
Fraise Boule diamant C-A
026C Ø 2,9 mm

41.849.21
 Simsek Basic Lifter

Décolleur de membrane
¸ ¸

41.849.22
 Simsek Basic Lifter

Sonde de profondeur
¸ ¸

08.906.030Z
Fraise Cylindre diamant C-A
Ø 3 mm x 3 mm

Le plancher du sinus est abordé 
délicatement avec la fraise-boule
diamantée.

Attaque de l'os spongieux & cortical 
avec la fraise-cylindre diamantée.

Le "basic sinus elevator" sépare
 la membrane par poussées 
successives et la décolle du plancher
sinusal.

Le matériau de substitution est
apporté sous la membrane par 
un instrument ad hoc.

La longueur de l'implant peut être 
définie en utilisant la sonde graduée.


